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Dispositivo para el
procesamiento de sélidos
mediante la aplicacion de gases

0 vapores

RESUMEN

-
La presente invencion se refiere al disefio de un dispositivo para

el procesamiento de sélidos mediante la aplicacion de aire,
gases o0 vapores, que opera como un "lecho fuente" y con
caracteristicas geométricas novedosas. Esta invencion sirve
para procesos que involucren el contacto de aire, gases o
vapores con soélidos, en operaciones que involucren
transferencia de calor, masa y reaccién quimica. El objeto de
esta invencion es tener un dispositivo con un sistema de
contacto aire/gas/vapor con solidos, eficiente, diferente a los que
actualmente existen en el mercado gracias a una construccion
interna novedosa, que reune las siguientes ventajas: el contacto
solidos-fluido es muy eficiente, sin zona muertas (zonas de no-
contacto); con gran agitacion de los solidos lo que mejora la
transferencia de calor, masa y las reacciones quimicas; la
operacion de contacto se realiza a bajas presiones; la carga y
descarga de solidos se efectua con gran facilidad sin necesidad
de desmontar el equipo; facilidad de escalamiento y, finalmente,
el control del flujo de sélidos dentro del sistema es por medio de
una valvula.
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